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Erscheint im Rahmen der Veranstaltungsreihe x-positionen. In dieser Reihe re-
flektiert das Stapferhaus Lenzburg Fragen, die sich aus der eigenen Ausstel-
lungsarbeit stellen, und ladt Fachleute aus Theorie und Praxis zum Austausch
ein. Im Rahmen dieser Reihe bereits erschienen: Susanne Gesser, Martin
Handschin, Angela Jannelli, Sibylle Lichtensteiger (Hg.): Das partizipative Mu-
seum. Zwischen Teilhabe und User Generated Content. Neue Anforderungen an
kulturhistorische Ausstellungen, Bielefeld: transcript 2012.
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-1726-9
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A1LINE MINDER, DETLEF VOGELI (Ha.)

Dramaturgie in der Ausstellung

Begriffe und Konzepte fiir die Praxis
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